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摘要(译)

描述了一种用于拉伸光学聚合物膜的方法，其包括使保持装置的轨迹L1
从基本保持起始点到聚合物膜的一个边缘上的基本保持释放点，保持装
置的轨迹L2来自在聚合物薄膜的另一边缘上的基本保持释放点和两个基
本保持释放点之间的距离W以满足下面的等式（1），保持聚合物薄膜的
支撑性能，拉伸在挥发物含量为5％或更多的状态下存在薄膜，然后在收
缩薄膜的同时降低挥发物含量： | L2-L1 |> 0.4W。 （1）
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